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Sposob odpylania gazow, zwlaszcza gazow goracych oraz
urzadzenie do stosowania tego sposobu

1
Przedmiotem wynalazku jest spos6b odpylania
gazéw, zwlaszcza gazéw goracych oraz urzadze-
nie do stosowania tego sposobu a zwlaszcza w hut-
nictwie.
Dotychczasowe sposoby odpylania gazéw opie-

wej praktyce na technicznej
cesu i jego ekonomicznoS$ci.

miast gazy o wyzszej
specjalnego etapu schlodzania,

tacyjnych.

temperaturze,

2
to§¢é, wymagaja cigglej regeneracji poréw po-
przez przemywanie ich odpowiednimi rozpuszczal-
nikami w celu wyptukania zatrzymanych w po-
rach zanieczyszczeﬁ.' Operacje regenerujgce prze-

5 grody pociggaja za soba zatrzymanie urzgdzenia
raja sie na wykorzystaniu réznego typu znanych i jego demontazu. Inng niedogodno$ciag tego spo-
urzadzen odpylajacych takich jak suche komory sobu jest polgczenie stosowania przegréd z mate-
iskrowe, cyklony, multicyklony, ptuczki Venturie- rialu porowatego z jednoczesnym rozprezaniem
go, filtry tkaninowe i elektrofiltry. Wybé6r ktére- oczyszczanych gazéw, co wigze si¢ z konieczno$cig
go§ z tych sposob6w opiera si¢ w dotychczaso- 10 stosowania duzych powierzchni przekrojéw prze-

skuteczno$ci pro- = gréd w stosunku do przekroju strugi wplywaja-

Jednakze skutecznos$é cego, zanieczyszczonego gazu.
tych. sposob6w jest uzalezniona od rodzaju gazu, Celem sposobu wedlug wynalazku jest odpyla-
a zwlaszcza jego temperatury, oraz iloSci i.rodza- nie gazbéw, zwlaszcza gazéw goracych, niezalez-
ju zanieczyszczen. Sposoby te znajduja zastoso- 15 nie od ich wlasno§ci chemicznych i fizycznych,
wanie jedynie w przypadku gazéw o stosunkowo nie wymagajace wysokich nakladéw finansowych
niskiej temperaturze, np. do okoto 250°C, nato- i jednocze$nie w znacznym stopniu eliminujace
j temperaturze wymagaja wady sposobow stosowanych w dotychczasowe;

co pocigga za technice.

sobg stosowanie dodatkowych kosztownych insta- 20 W sposobie wedlug wynalazku gazy poddawa-
lacji zraszajgcych i suszgcych. Sposoby te wyma- ne odpylaniu przepuszcza sie przez warstwe syp-
gajg duzych nakladéw inwestycyjnych i eksploa- kiego materialu o granulacji 2—20 mm, najko-
rzystniej 3—10 mm, odpornego na temperature
Znany jest spos6b odpylania gazd¢w, o wysokiej powyzej T00°C, takiego jak zuzel, koks, aglome-
polegajacy na przepuszczaniu ga- 25 rat rudy, klinkier, karbid itp. Jako wspomniany
z0w przez przegrody wykonane 2z porowatego material mozZna stosowaé przykladowo produkt
materialu takich jak szklo, porcelana czy metal. odpadowy proces6w podstawowych, w ktérych
W sposobie tym, takie przegrody o charakterze powstaja gazy majace byé odpylane, lub mate-
litym, wykonywane w specjalnym procesie tech- rial, ktéry wraz z zatrzymanymi pylami moze
nologicznym zapewniajacym wlasciwg porowa- 30 byé w dalszej kolejnoSci zawrécony do procesu
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podstawowego jako material wyjSciowy, zwlasz-
cza aglomerat rudy zelaznej, stosowany jako wsad
wielkopiecowy do produkcji suréwki.-

Przykladowo wspomniany aglomerat mozna sto-
sowaé jako mase nasypowa w filtrze zatrzymu-
jacym pyly, znajdujace sie¢ w gazach powstajacych
w procesie spiekania rudy. Pyly te, stanowiace
w wiekszo§ci drobne klasy granulometryczne spie-
ku, w tym wypadku rudy zelaznej, powracaja
wraz z materialem filtrujacym do procesu wiel-
kopiecowego, kiedy zachodzi wymiana masy nasy-
powej stanowigcej zawarto$é filtra. Sposobem we-
dlug wynalazku mozna oczyszcza¢ wszystkie gazy
odlotowe emitowane do powietrza atmosferyczne-
go z tym, ze zar6wno rodzaj sypkiego materiatu
filtrujacego jak i grubo$§é jego warstwy mozna
odpowiednio dobieraé w zaleznofci. od rodzaju za-
nieczyszczen oczyszczanego gazu jak tez i od
wymaganego stopnia oczyszczania.

W celu zintensyfikowania procesu odpylania
gaz6w sposobem wedlug wynalazku, odpylane go-
race gazy poddaje sie najpierw zawirowaniu
w cyklonie, a nastepnie przepuszcza sie przez
warstwe sypkiego materiatu umieszczonego
w przestrzeni miedzy$§ciennej cylindrycznego dwu-
§ciennego naczynia o $Sciankach swobodnie prze-
puszczajacych gaz.

Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug wy-
nalazku jest przedstawione na rysunku, na kt6-
rym fig. 1 przedstawia urzadzenie w widoku bo-
cznym, fig. 2 urzadzenie w widoku z géry, fig. 3
urzadzenie w przekroju osiowym, fig. 4 urzadze-
nie w przekroju B-B, fig. 5 urzgdzenie w prze-
kroju C-C.

Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug wy-

nalazku sktada sie z cyklonu 1, cylindrycznej ko-.

mory 2 oraz pojemnika 3. Cyklon 1 jest wyposa-
zony w kréciec wlotowy 4 oraz zawiera wewnatrz
wspoblosiowo usytuowanag rure przelotowa 5. Nad
cyklonem 1 jest umieszczony zbiornik filtracyjny
2 zawierajgcy komore 6 o podwdéjnych §ciankach
7, miedzy ktérymi znajduje sie¢ sypki material
filtracyjny 8. Scianki 7 sg azurowe i przepuszczal-
ne dla gazéw. Gorna cze§é¢ zbiornika filtracyj-
nego 2 jest zakonczona wsypem 9, przez ktéry
jest uzupelniany materiat filtracyjny 8.

W cylindrycznej komorze 2 znajduje sie zasuwa
10, ktérej pionowe ramie daje sie przesuwaé
w goére, skutkiem czego dolna cze§¢ zasuwy 10
odstania wspdlosiowy otwér 11 znajdujacy sie
w najnizszej cze§ci §cianki 7. Goérna cze§é cylin-
drycznej komory 2 jest zaopatrzona w Kkrdciec
wylotowy 12. Dolng cze§é urzadzenia stanowi po-
jemnik zuzytego materialu filtracyjnego 3, ktoéry
jest zaopatrzony w zawér 13.

W urzadzeniu wedlug wynalazku gazy podda-
wane odpylaniu dostajgce si¢ kréoécem wlotowym
4 zostajg zawirowane w cyklonie 1 dzigki czemu

10

15

20

25

35

40

45

50

55

4

wieksze czasteczki opadajg do pojemnika 13 a ga-
zy z pozostalg ilo§cia pyléw przechodzg do zbior-
nika filtracyjnego 2. W' cylindrycznej komorze 2
gazy przechodzac przez sypki materiat filtracyjny
8, gdzie zatrzymuja sie pozostale pyly. Oczyszczo-
ny gaz jest usuwany przez kréciec wylotowy 12,
Do wymiany materialu filtracyjnego sluzy zasu-
wa 9, przez podniesienie ktérej material filtracyjny
zsypuje sie poprzez cyklon 1 do pojemnika 3,
skad w kazdym momencie moze byé usuniety za
pomocyg otwarcia zaworu 11. Ponowne wypehie-
nie urzadzenia materialem filtracyjnym nastepuje
poprzez wsyp 9. Nalezy zaznaczyé, ze urzadzenie
do odpylania gazé6w sposobem wedlug wynalazku
moze byé wyposazone zamiast cyklonu w multi-
cyklon lub inny podobny element. .

Urzadzenie wedlug wynalazku charakteryzuje
si¢ wysoka skutecznoScia z jednoczesng moznoscig
regulowania stopnia odpylania gazéw w zalezno$ci
od potrzeb, wykorzystanie materialéw odpadowych
lub materialéw ktére mogg byé zawrécone do
procesu produkcyjnego, wraz z wychwyconymi
pylami, i w ten spos6b mogg byé wykorzystane
jako surowiec podstawowy.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b odpylania gazéw zwlaszcza gazéw go-
racych w filtrach odpornych na wysokg tem-
perature powyzej 700°C majgcy zastosowanie
w hutnictwie i polegajacy na przepuszezeniu
gazu przez cyklon, a nastepnie przez filtr ze
Scian porowatych ktérego wnetrze jest wypel-
nione sypkim materialem, znamienny tym, ze
oczyszczony wstepnie w cyklonie gaz przepusz-
cza sie przez porowatg warstwe filtracyjng
utworzong z sypkiego materialu stanowigcego
material odpadowy lub jeden ze skladnikéw
wsadu w procesie, w ktérym powstaja odpy-
lane gazy, na przyklad: w przypadku procesu
wielkopiecowego-zuzel, koks Ilub ruda, przy
czym temperatura spiekania material wypel-
niajgcy filtr ma temperature spiekania wyz-
sza niz temperatura oczyszczanych gazow.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1 znamienny tym, zZe
na wypetnienie filtra stosuje sie material
o granulacji 2—20 mm, korzystnie 3—10 mm.

3. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, 2 znamienne tym, ze sklada sie
z cyklonu (1) polgczonego z dwuSciennym cy-
lindrycznym naczyniem o $cianach (7) swo-
bodnie przepuszczajagcych odpylany gaz, wy-
pelnionym sypkim materialem filtracyjnym (8),
przy czym naczynie to posiada w swej gornej
czeSci wsyp (9), a w dolnej czeSci wspolosio-
wy otwér (11), oraz zasuwe (10) i tworzy
z plaszczem obudowy cylindryczng komore (2).
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